
小松菜栽培にシリカ水（ケイ酸肥料）散布

《目的》

①施設内での茎葉の高温障害抑制

②収穫後の日持ち維持

③高温期における生産安定

《使用方法》

①播種後3～5日置きに薬剤と混用で数回散布

②希釈倍数 1000倍

《結果》

①茎葉の高温障害の抑制にも効果

②収穫、出荷後の日持ちも優れる

③シリカ水で適度な蒸散調整も出来て生産安定する
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